
















































专利名称(译) 有源矩阵基板的制造方法和液晶显示装置

公开(公告)号 US6872586 公开(公告)日 2005-03-29

申请号 US09/977340 申请日 2001-10-16

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 KIGUCHI HIROSHI
KATAGAMI SATORU
KAWASE TOMOMI
ARUGA HISASHI
SHIMIZU MASAHARU

发明人 KIGUCHI, HIROSHI
KATAGAMI, SATORU
KAWASE, TOMOMI
ARUGA, HISASHI
SHIMIZU, MASAHARU

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/1362 B41J2/01 G02B5/20 G09F9/30 G09F9/35 H01L21/00

CPC分类号 G02F1/133514 G02F1/133516 G02F1/134336 G02F1/133553 G02F2001/136222 G02F1/13439 G02F1
/136209 G02F1/133555

审查员(译) SMITH，MATTHEW

优先权 2000316957 2000-10-17 JP
2001318207 2001-10-16 JP

其他公开文献 US20020060757A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有源矩阵基板的制造方法，其能够防止制造工艺的复杂性，扩大材
料选择的范围并且允许高的制造产量，以及使用这种有源矩阵基板的液
晶显示器的制造方法。用作像素电极和滤色器的导电着色层（606至
608）通过喷墨方法将着色材料和导电材料的混合墨水排出到要电连接的
像素电极的形成区域的过程而形成。到活动元素（602）。
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